1. Telavancino hidrochlorido druskos, turinčios nuo 2,4 masės % iki 4,8 masės % chlorido jonų, paruošimo būdas; būdas apimantis žingsnius:

a) kompozicijos, apimančios telavancino hidrochlorido druskos, kur chlorido jonų kiekis sudėtyje yra didesnis negu 4,8 masės %, ir vandeninio tirpiklio sistemos pateikimą, kur kompozicijos pH yra mažesnis negu 2 arba lygus 2;
b) kompozicijos pH koregavimą tam, kad būtų gautas nuo 2,5 iki 5 tam, kad būtų sudaryta telavancino hidrochlorido druska, sudėtyje turinti nuo 2,4 masės % iki 4,8 masės % chlorido jonų; ir
c) žingsnyje b) pagamintos telavancino hidrochlorido druskos izoliavimą.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur žingsnyje b) kompozicijos pH yra pakoreguojamas tiek, kad būtų diapazone nuo 3 iki 5.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur žingsnyje b) kompozicijos pH yra pakoreguojamas tiek, kad būtų diapazone nuo 3 iki 4. 
4. Būdas pagal 1 punktą, kur žingsnyje b) kompozicijos pH yra pakoreguojamas tiek, kad būtų diapazone nuo 3,5 iki 4,5.

5. Būdas pagal 1 punktą, kur žingsnyje b) kompozicijos pH yra pakoreguojamas tiek, kad būtų diapazone nuo 3,5 iki 4.

6. Būdas pagal 1 punktą, kur žingsnyje b) kompozicijos pH yra pakoreguojamas tiek, kad būtų diapazone nuo 4 iki 4,5.

7. Būdas pagal bet kurį 4-6 punktą, kur žingsnio a) vandeninio tirpiklio sistema apima acetonitrilą ir vandenį.

8. Būdas pagal bet kurį 1-7 punktą, kur žingsnyje b) pH yra pakoreguojamas naudojant šarminį hidroksidą.
9. Būdas pagal bet kurį 1-8 punktą, kur žingsnyje c) telavancino hidrochlorido druska yra izoliuojama nusodinimu ir filtravimu.

